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REIVINDICACIONES

1. Un método para reducir el mal olor bucal, que comprende administrar una cantidad eficaz de un material de
silice precipitada que tiene un tamafio medio de particula de 1 a 15 micrometros y que comprende un aducto metélico
presente en al menos una porcién de su superficie, a la cavidad bucal de un mamifero, reduciendo de este modo el mal
olor bucal.

2. El método de la reivindicacién 1, en el que el material de silice precipitada presenta al menos 35% de
reduccién del espacio de cabeza en el ensayo de absorcion de Compuestos Voléatiles de Azufre (VSC).

3. El método de la reivindicacion 1, en el que el material de silice precipitada presenta al menos 50% de
reduccion del espacio de cabeza en el ensayo de absorcion de Compuestos Volatiles de Azufre (VSC).

4. El método de la reivindicacion 1, en el que el aducto metalico comprende aluminio, zinc, estafio, estroncio,
hierro, cobre, o una mezcla de los mismos.

5. El método de la reivindicacion 1, en el que aducto metalico es un aducto de zinc o cobre.

6. El método de la reivindicacion 1, en el que el aducto metalico esta presente en una cantidad que varia de
aproximadamente 1% a aproximadamente 3% en peso del material de silice precipitada.

7. El método de la reivindicacion 1, en el que el mamifero es un ser humano.

8. Un dentifrico, que comprende (a) un material de silice precipitada que tiene un tamafio medio de particula de
1 a 15 micrometros y que comprende un aducto metalico presente en al menos una porcion de su superficie, en donde
el material de silice precipitada presenta al menos una reduccion de 35% del espacio de cabeza en el ensayo de
absorcion de Compuestos Volatiles de Azufre (VSC); y (b) opcionalmente al menos otro componente mas seleccionado
de al menos un abrasivo diferente del material de silice precipitada, al menos un agente espesante diferente del material
de silice precipitada, al menos un disolvente, al menos un conservante, y al menos un tensioactivo, en donde el material
de silice precipitada esta presente como un agente abrasivo, agente espesante, o ambos, dentro del dentifrico.

9. El dentifrico de la reivindicacion 8, en el que el material de silice precipitada presenta al menos una
reduccién de 50% del espacio de cabeza en el ensayo de absorcion de Compuestos Volatiles de Azufre (VSC).

10. El dentifrico de la reivindicacién 8, en el que el aducto metalico comprende un metal seleccionado de
aluminio, zinc, estafio, estroncio, hierro, cobre, y mezclas de los mismos.

11. El dentifrico de la reivindicacion 8, en el que el aducto metalico comprende un aducto de zinc o cobre.

12. El dentifrico de la reivindicacion 8, en el que el aducto metalico esta presente en una cantidad que varia de
aproximadamente 1% a aproximadamente 3% en peso del material de silice precipitada.

13. Un material de silice precipitada preparado por un procedimiento que comprende: hacer reaccionar un
silicato con un agente acidulante y una sal metdlica, en un medio liquido, a una temperatura de aproximadamente
temperatura ambiente a aproximadamente 130°C, para proporcionar un producto de reaccion en el medio liquido; y
reducir el pH del medio liquido para precipitar el material de silice del medio liquido; en el que la sal metalica comprende
una sal de zinc (ll), una sal de estafio (ll), una sal de hierro (Ill), una sal de cobre (Il), 0 una mezcla de los mismos.

14. El material de silice precipitada de la reivindicacion 13, en el que la sal metalica comprende cloruro de zinc
(I1), cloruro de estafio (ll), nitrato de hierro (lll), nitrato de cobre (Il), 0 una mezcla de los mismos.

15. El material de silice precipitada de la reivindicacion 13, en el que la sal metalica comprende cloruro de zinc
(I, nitrato de cobre (Il), o una mezcla de los mismos.

16. Un material de silice precipitada, que tiene un tamafio medio de particula de 1 a 15 micrémetros y que
comprende un aducto metalico presente en al menos una porciéon de su superficie; en donde el material de silice
precipitada presenta al menos una reduccion de 35% del espacio de cabeza en el ensayo de absorcion de Compuestos
Volétiles de Azufre (VSC).

17. El material de silice precipitada de la reivindicacién 16, que presenta al menos una reduccion de 50% del
espacio de cabeza en el ensayo de absorcion de Compuestos Volatiles de Azufre (VSC).

18. El material de silice precipitada de la reivindicacion 16, en el que el aducto metdlico comprende aluminio,
zinc, estafno, estroncio, hierro, cobre, o una mezcla de los mismos.

19. El material de silice precipitada de la reivindicacion 16, en el que el aducto metéalico comprende un aducto
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de zinc o cobre.

20. El material de silice precipitada de la reivindicacion 16, en el que el aducto metdlico esta presente en una
cantidad que varia de aproximadamente 1% a aproximadamente 3% en peso del material de silice precipitada.
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